BTS Technology s.r.o., Bratislava; prevadzka areal Samsung Galanta;
taviace linky hala K3 a MCC

sprava ¢. 04/6707/24-ME

Suhrn

Prevadzka :

Cas (rezim) prevadzky :

Zdroje / zariadenia vzniku 1.

emisii :
Merané zlozky :
Vysledky merania :

Cislo zdroja/zariadenia vzniku

emisii :

Zariadenie na zhodnocovanie odpadov (areal Samsung Galanta)
VAR PCZ: 2630597

prevadzka: 1 az 2 zmenna podla zakaziek

vykonové charakteristiky: a) hala K3 taviace stroje 200-300 kg/hod b)

hala MCC taviace stroje 100-150 kg/hod

technoldgia: emisne jednoreZimova (porovnatelné vyrobky a pouZivané
prostriedky); kontinuélna technolégia

Hala K3 - Taviace stroje TAV1 a TAV2 - vyduch V1, V2

2. Hala MCC — Taviace stroje MTS1 a MTS2 — vyduch V3, V4

styrén, TOC
hmotnostny tok v g/h; hmotnostna koncentracia zlozky v odpadovych
plynoch / v spalinach v mg/m?;

a nakladania s odpadmi — ¢lenenie podia bodu 2.99.b) :

(vid' nizSie polozky v tabulke)

Uéel opravnenej technickej éinnosti 1) (vid titulné strana sprévy)

kat.5.99.2b).; Ostatné zariadeniaw a technologie spracovania

Priemerna Maximum Emisny limit Rezim s | Upozornenie na
Merana N hodnota (koncentracia; (koncentracia; najvyssi stlad / nestlad
zlozka (koncentracia; hmotnostny tok] hmotnostny tok] mi
hmotnostny tok] [mg.m?; g.h”") [mg.m3; g.h"] emisiami
[mg.m?; g.h"] [ano/nie]
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala K3, taviaci stroj TAV1 — vyduch V1
styrén [ 3] 21) ;5 3 ;7 [ 1001 ;500 | éno | stlacP)
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala K3, taviaci stroj TAV2 — vyduch V2
styrén | 3] <17) ;1 <17) ;1 | 100");500 | é&no | stlad®)
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala MCC, taviaci stroj MTS1 — vyduch V3
272) ; 9 412) ; 13 150?) ; < 500 3 i
TOC 4 100%) : > 500 ano sulad®)
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala MCC, taviaci stroj MTS2 — vyduch V4
112) ; 11 132) 12 150?) ; < 500 : i
TOC 4 100%) - > 500 ano sulad®)
Poznamky:

') Hodnoty hmotnostnych koncentrécii v mg.m= st vyjadrené pri $tandardnych stavovych podmienkach (p = 101,3 kPa; t = 0 °C)

suchy plyn.

%) Hodnoty hmotnostnych koncentracii v mg.m™ su vyjadrené pri $tandardnych stavovych podmienkach (p = 101,3 kPa; t = 0 °C)

vihky plyn.

% Poziadavky dodrZania emisného limitu podla:

(technologicky zdroj): §34 ods. 4 vyhiasky MZP SR ¢.248/2023 Z.z.
Emisny limit a podmienky jeho platnosti ustanovené:

styrén, TOC— v zmyslu prilohy ¢ 3 c&ast' |
podskupina), vyhlasky MZP SR &. 248/2023 Z.z,)

tabulka a prisludna ZL (styrén: 4. skupina 2. podskupina; TOC 4, skupina 3.

Uéel oprévnenej technickej éinnosti 2) (vid' titulné strana sprévy)

Priemerna hodnota Maximum Reprezentativny Upozornenie
Merana N (reprezentativny (reprezentativny | Emisny limit rezim na
zlozka hmotnostny tok) hmotnostny tok) [ano/nie] stlad /
[g.h1] [g.h1] nesulad
Zdroje / zariadenia vzniku emisii Hala K3, taviaci stroj TAV1 — vyduch V1
styrén | 3] 5,07) 7,3') | - | ano? | -
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala K3, taviaci stroj TAV2 — vyduch V2
styrén [ 3] 0,5") 0,67) | - l 4no? | -
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala MCC, taviaci stroj MTS1 — vyduch V3
T0E [ 4] 8,57) 12,97) | - | 4no” | -
Zdroje / zariadenia vzniku emisii : Hala MCC, taviaci stroj MTS2 — vyduch V4
TOC [ 4| 10,57) 12,47) I - | ano’ | -
Poznamky:

') hodnoty reprezentativneho hmotnostného toku na vypocet poplatkov podia § 3 ods. 1, pism. f) vyhladky MZP SR &. 249/2023
Z.z. pri porovnatelnom vykone zariadenia (priloha €. 4 spravy)
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BTS Technology s.r.o., Bratislava; prevadzka aredl Samsung Galanta;

taviace linky hala K3 a MCC sprava ¢. 04/6707/24-ME
Poucenie o platnosti Sprava, vysledky diskontinualneho opravneného merania a nazor o sulade/nestlade
upozornenia na objektu diskontinudineho opravneného merania s uréenymi poZiadavkami nie su

stihlasom ani povolenim, ktory je vydavany povolujlcim organom podla vSeobecne

stlad / nesulad: -Hast . ) ' S " et
zavaznych pravnych predpisov a ani nezakladaju narok na vydanie suhlasu

Vysledky sa vztahuju iba na predmet (zdroj / zariadenie vzniku emisii) diskontinualneho opravnengho
merania (dalej len ,opravnené meranie").



